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發明專利說明書
（本說明書格式、順序及粗體字，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫） 

洪申請案號：仆心洪。。

淤申請日期： 壮、U、I Ψ ※卩。分類:W ^.（2006.01）

一、 發明名稱：（中文/英文）

降低慣性運動的間歇移位機構

二、 申請人：（共1人）

姓名或名稱：（中文/英文）

陳朝宗

代表人：（中文/英文）（簽章）

住居所或營業所地址：（中文/英文）

台北縣新莊市民安西路263號4樓

國籍：（中文/英文）中華民國（TW）

三、 發明人：（共1人）

姓名：（中文/英文）

陳朝宗

國籍：（中文/英文）中華民國（TW）
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四、聲明事項：
□ 主張專利法第二十二條第二項□第一款或□第二款規定之事實，其 

. 事實發生日期為：年 月曰。

口申請前已向下列國家（地區）申請專利：

【格式請依：受理國家（地區）、申請日、申請案號 順序註記】

□有主張專利法第二十七條第一項國際優先權：

□無主張專利法第二十七條第一項國際優先權：

□主張專利法第二十九條第一項國內優先權：

【格式請依：申請日、申請案號 順序註記】

□主張專利法第三十條生物材料：

II須寄存生物材料者·

國內生物材料【格式請依：寄存機構、日期、號碼 順序註記】

國外生物材料【格式請依：寄存國家、機構、日期、號碼 順序註記】

II不須寄存生物材料者■

所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得時，不須寄存。
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九、發明說明：

【發明所屬之技術領域】

本發明係在提供一種降低慣性運動的間歇移位機構，特指 

上盤從等速度、減速到停滯時，其停滯前的減速度時間拉長， 

以降低瞬間停滯時所產生的慣性運動。

【先前技術】

按習知的間歇移位機構，典型範例如本發明人先前所發明 

之台灣公告號第4 6 8 0 1 2號轉盤間歇旋轉機構，其長滑槽 

（1 4 3 ）的中心延伸假想線與中央凸部（2 2 ）的中心延伸 

假想線相交，上盤（1 0 ）被小滑輪（34）驅動，而在底座 

（2 0 ）上做間歇性的減速度停滯與加速度與等速度的旋轉時 

，然而其加速度及減速度均為相等，當上盤（1 0 ）要停滯時 

，乃產生較大的慣性，位於上盤（1 0 ）上的被加工元件容易 

晃動移位，而導致被加工元件被加工位置不準確，此種狀況常 

在上盤（1 0）高速轉·動發生。

【發明內容】

本發明之主要目的，即在提供一種降低慣性運動的間歇移 

位機構，藉著上盤由旋轉狀態到停滯狀態時，使上盤其停滯前 

的減速度時間拉長5以降低瞬間停滯時戶斤產生的慣性運動。

本發明之再一目的，即在提供一種降低慣性運動的間歇移 

位機構，藉著上盤由停滯狀態起到旋轉狀態時，其加速度的反 

應時間短而且速度能快速提升，以增進上盤初旋轉的起動速率

□

本發明之再一目的，即在提供一種降低慣性運動的間歇移 

位機構，藉著二個偏心小滑輪同步驅動單一上盤旋動，以增進
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上盤旋動的穩定性及精度，並降低了慣性。

本發明之再一目的，即在提供一種降低慣性運動的間歇移 

位機構，得以在上盤或底座設為磁性，其磁力線約束上盤之轉 

動速率，俾以消除上盤之旋轉慣性，以得到上盤平穩的轉動與 

定位。

如圖一所示，本發明係在提供一種降低慣性運動的間歇移 

位機構，乃包括：

一至少一個以上的上盤1 0，其上盤1 0的中央設有一穿孔1

2，沿著穿孔1 2周邊的底表面上，設有複數的圓弧形滑槽

1 4及弧形滑槽1 6，該弧形滑槽1 6係從二圓弧形滑槽1 

4之二槽端各延伸出，該弧形滑槽1 6均沿著順時鐘的同一 

方向或逆時鐘的同一方向延伸出一彎曲狀的弧形角度，其具 

有一封閉狀的槽底部1 6 3 ；

一底座2。的中央凸部2 2係活接入穿孔1 2中，其側邊至少 

設有一個以上的圓穿孔24 '（ 2 4 ）；

一個以上的主動輪3 0 ' （ 3 0 ） ,其上表面的側邊設一小滑 

輪32，主動輪30活接於圓穿孔24中，小滑輪32以主 

動輪3 0的軸心點3 0 1為中心（如圖五所示），做一偏軸心 

的旋動，小滑輪3 2在圓弧形滑槽1 4及弧形滑槽1 6活動 

（如圖七所示），小滑輪3 2在圓弧形滑槽1 4活動並做偏心 

旋轉移位，不驅動圓弧形滑槽1 4之雙側槽壁面1 4 2，上 

盤1 0呈停滯狀態，小滑輪3 2在弧形滑槽1 6活動並沿著 

偏心的軸線S 1做偏心旋轉（如圖六所示），小滑輪3 2分別 

於第一時序內施壓於弧形滑槽16第一槽壁面161，於第 

二時序時，施壓於弧形滑槽1 6第二槽壁面1 6 2，施壓力 
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於第一槽壁面1 6 1的行程時間短、速度快，施壓力於第二 

槽壁面1 6 2的時間長、速度慢，以控制小滑輪3 2從弓瓜形 

滑槽1 6底部旋轉進入圓弧形滑槽1 4中的時間加長，上盤 

1 0從旋轉狀態到停滯狀態之時間加長，轉速減緩以降低上 

盤1 0於停滯時所產生之慣性。

其中小滑輪3 2正向施壓於第一槽壁面1 6 1的壓力大於 

小滑輪3 2施壓於第二槽壁面1 6 2。

如圖一、五、七所示，其中主動輪3 0之上表面的中央部 

位，設有不連續之環形凸體3 3，其側表面形成弧形的甲滑動 

面 3 3 1；

每相鄰的弧形滑槽1 6、( 1 6)之間，凸設有凸塊1 7，凸塊 

1 7的前側表面形成弧形的乙滑動面1 7 1，乙滑動面1 7 1 

得與甲滑動面3 3 1相接觸滑動。

如圖一所示，其中圓穿孔24中，固定有軸承2 5 ； 

主動輪3 0其垂直的圓周表面3 6係穿接入軸承2 5中。

如圖一所示，其中主動輪3 0包括有二個，其二支從動軸 

3 7 '( 3 7 )分別穿接有一從動齒輪38 '( 3 8 )；

一主動軸4 2連接有主動齒輪4 4，該主動齒輪4 4係齒合於 

二從動齒輪38 '( 3 8 )，並帶動二從動齒輪38、(38) 

同步旋動。

如圖八所示，其中組合後的上盤1 0與底座2。係呈垂直 

架設狀態，上盤1。的表面固接一水平架設的旋動軸5 0，該 

旋動軸5 0固接並連動一滾筒5 5 ； 

輸送帶6 0捲接於滾筒5 5的表面上'滾筒5 5隨旋動軸5 0 

間歇性的旋轉及停滯，以同步控制輸送帶6。呈水平的間歇性
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的移位及停滯。

如圖九、十所示，其中上盤1 0與底座2 0呈水平架設， 

，上盤1。同步旋動及停滯，上盤1 0上設有供被加工物8 0 

放置的承放區1 8。

如圖一所示，其中一底座2 0之底面固接一固定板9 0， 

該固定板9。設有一軸孔9 2，供主動軸4 2之穿梭，以及固 

定板90將從動齒輪38 '( 3 8 )封閉，從動齒輪38、(3 

8 )位置於圓穿孔2 4 '( 2 4 )之孔中下方。

如圖二所示，其中可選擇上盤1 0設有磁性或選擇座體2 

0設有磁性，藉其所產生的磁力線，可制止上盤1。的旋轉所 

造成之慣性，使上盤1。停滯的穩定準確性增加。

【實施方式】

如圖六所示，係表示小滑輪3 2在弧形滑槽1 6旋轉及滑 

動的平面示意圖，其中小滑輪3 2以實線的表示係為小滑輪3 

2位置於圓弧形滑槽1 4與弧形滑槽1 6的交界位置，動作中 

的小滑輪3 2以假想線來表示其運動的方向，小滑輪3 2沿著 

軸線S 1做圓形軌跡移位，弧形滑槽1 6槽的雙側對應壁面分 

別區分為第一槽壁面1 6 1及第二槽壁面1 6 2，由於弧形滑 

槽1 6係呈略彎曲的弧形角度，因此小滑輪3 2開始施壓力於 

第一槽壁面1 6 1時，第一槽壁面1 6 1的弧度比較陡，也就 

是小滑輪3 2與第一槽壁面1 6 1的壓力夾角θ 1較小，因此 

小滑輪3 2剛開始施壓力於第一槽壁面1 6 1時，在極短時間 

內即令上盤1 0快速轉動，使加速度馬上顯現出來，待小滑輪 

3 2接近於弧形滑槽1 6之槽底部1 6 3，其作用力相對的減 

緩，此時上盤1。的旋轉速度定義為較緩和的等速度狀態，緊 
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接著小滑輪3 2施壓於第二槽壁面1 6 2，由於小滑輪3 2與 

第二槽壁面16 2的壓力夾角02較大，亦指第二槽壁面16 

2被小滑輪3 2作用時係較緩和平坦，因此小滑輪3 2作用於 

第二槽壁面1 6 2的壓力相對地減小，換言之，當小滑輪3 2 

由接近於槽底部1 6 3開始運行回圓弧形滑槽1 4這段路徑所 

花費的時間較長，因此上盤1。此時的旋轉時間長而旋轉速度 

慢，這一段時間被定義為上盤1。之減速度。

如圖一、七所示，當小滑輪3 2由弧形滑槽1 6再進入圓 

弧形滑槽1 4中時，由於圓弧形滑槽1 4的中央圓弧線1 4 1 

與軸心線S 1為重疊的同一條假想線，因此小滑輪3 2在圓弧 

形滑槽1 4中移位時，並不會施壓力於圓弧形滑槽1 4之任一 

邊的槽壁面1 4 2，因此小滑輪3 2被定義在圓弧形滑槽1 4 

中空轉式的移位，致使上盤1 0停置不動，請參閱圖七，當小 

滑輪3 2—進入圓弧形滑槽1 4中時，隨著主動輪3 0同步旋 

轉的環形凸輪3 3其甲滑動面3 3 1完全面對面的接觸於凸塊 

1 7的乙滑動面1 7 1上，其目的當小滑輪3 2在圓弧形滑槽

1 4中旋轉移位時，具有穩定支撐之力量，使上盤1 0在停滯 

狀態時，不會有震動、晃動或異動之情形產生。尤有甚者，當 

小滑輪32作用於第一、二槽壁面161、1 6 2時，甲、乙 

滑動面3 3 1、1 7 1也有相當部份的接觸，也增加了小滑輪 

32作用於第一、二槽壁面161、16 2時的穩定性。再者 

本案可以選擇在上盤1 0或座體2。設以磁性，使上盤1。旋 

轉時，可約束上盤1 0的旋轉速率，使上盤1 0從轉動到完全 

停滯時，進一步遂步降低慣性到停置。

如圖三、四所示係本發明的斷面圖，底座2。下方係活設 
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有一主動軸4 2其受馬達之傳動，主動軸4 2連結有水平狀的 

主動齒輪4 4，主動軸4 2旋轉時，帶動主動齒輪4 4旋轉， 

主動齒輪4 4去帶動二個從動齒輪3 8、（ 3 8 ）同步旋轉，該 

二從動齒輪3 8 '（ 3 8 ）同步帶動二個主動輪30、（30） 

旋轉，於是二個小滑輪3 2、（ 3 2 ）乃在上盤1。底表面中的 

圓弧形滑槽1 4及弧形滑槽1 6中同步以軸線Si、（ S Ο路徑 

做偏心旋轉運動（請參考圖七所示），由於二個小滑輪3 2、（ 3 

2 ）之設計，使上盤1 0在移位及停滯時，穩定性增加，不虞 

產生異動。

如圖八所示，靠近該圖左側的上盤1 0、底座2 0與固定 

板9 0等三者之組合架設係呈垂直狀態，另垂直架設之上盤1 

0間歇性的旋轉，用以控制輸送帶6 0的水平直線移位，當輸 

送帶6。做間歇性移位時，其輸送帶6 0表面所放置的被加工 

物8 0同步隨之移位，由於上盤1。從旋轉狀態至停滯時間較 

為緩慢5也就是，慢慢的停止，使線性移動的輸送帶6。移位 

到停滯時的慣性大大的降低而趨於零的狀態，因此被加工物8 

0不會因慣性而有晃動之虞。

如圖九所示，被加工物8 0從通路8 2中，間歇性的被輸 

出於承放區1 8上，由於上盤1。是旋轉移位與停滯，因此從 

旋轉到停滯狀態，慣性幾近趨於零，藉此位於承放區1 8上的 

被加工物8 0不會因上盤旋轉移位而異動或異位。

如圖十所示，係指上盤1 0、1 0 '得以二個的方式實施 

，二個通路8 2、（ 8 2 ）分別將被加工物8 0輸出於不同位置 

的承放區1 8、（ 1 8）上，由於二個上盤1 0、1 0 '於停滯 

時其慣性大幅降低，因此二個上盤1 0、1 0 ~從旋動至停滯

11



200920972

時因慣性大幅降低，因此被加工物8。不虞會晃動、異位。

【圖式簡單說明】

第一圖為本發明之零件立體分解圖。

第二圖為第一圖的組合立體圖。

第三圖為本發明之局部剖面及立體圖。

第四圖為本發明之剖面圖。

第五圖為本發明二個小滑輪活動於二個弧形槽之動作平面圖。

第六圖為本發明小滑輪施壓於弧形槽之動作平面圖。

第七圖為本發明小滑輪在圓弧形滑槽中空轉移位之動作平面圖

0

第八圖為本發明之第一實施例立體圖。

第九圖為本發明之第二實施例立體圖。

第十圖為本發明之第三實施例立體圖。

【主要元件符 號 說 明】

上盤--------- 1 0 、1 0 .

穿孔--------- 1 2

圓弧形滑槽一 1 4

中央圓弧線一 1 4 1

槽壁面------- 1 4 2

弧形滑槽 1 6

第一槽壁面一 1 6 1

第二槽壁面一 1 6 2

槽底部------- 1 6 3
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凸塊--------- 1 7

乙滑動面----- 1 7 1

承放區-------- 1 8

底座---------- 2 0

凸部---------- 2 2

圓穿孔-------- 2 4

軸承---------- 2 5

主動輪-------- 3 0

軸心點-------3 0 1

小滑輪-------3 2

環形凸體——3 3

甲滑動面——3 3 1

圓周表面---- 3 6

從動軸-------3 7

從動齒輪---- 3 8

主動軸-------4 2

主動齒輪---- 4 4

旋動軸-------5 0

滾筒--------- 5 5

輸送帶-------6 0

被加工物---- 8 0

通路--------- 8 2

固定板-------9 0

軸孑L----------------9 2

軸線---------- S 1
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五、中文發明摘要：

本發明在提供一種降低慣性運動的間歇移位機構，包括： 

上盤的底表面上，設有複數的圓弧形滑槽及弧形滑槽，該弓瓜形 

滑槽均沿著順時鐘的同一方向或逆時鐘的同一方向延伸出一彎 

曲狀的弧形角度，弧形渭槽的相對應槽壁面，定義為第一槽壁 

面及第二槽壁面；

藉此偏心旋轉的小滑輪滑動於第一槽壁面時之作用力大，以增 

進其加速度的時間，當小滑輪滑動於第二槽壁面時，其作用力 

小，使減速度時間加長，上盤從旋轉狀態到停滯狀態的時間加 

長，以達上盤停滯時所產生的慣性運動大大降低。

六、英文發明摘要：
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十、申請專利範圍：

1、 一種降低慣性運動的間歇移位機構，乃包括：

一至少一個以上的上盤，其上盤的中央設有一穿孔，沿著 

' 穿孔周邊的底表面上，設有複數的圓弧形滑槽及弧形滑

槽，該弧形滑槽係從二圓弧形滑槽之二槽端各延伸出， 

一 該弧形滑槽均沿著順時鐘的同一方向或逆時鐘的同一方

向延伸出一彎曲狀的弧形角度，其具有一封閉狀的槽底 

部；

' 一底座的中央凸部係活接入穿孔中，其側邊至少設有一個

以上的圓穿孔；

一個以上的主動輪，其上表面的側邊設一小滑輪，主動 

輪活接於圓穿孔中，小滑輪以主動輪的軸心點為中心 ， 

做一偏軸心的旋動，小滑輪在圓弧形滑槽及弧形滑槽活 

動，小滑輪在圓弧形滑槽活動並做偏心旋轉移位，不驅 

動圓弧形滑槽之雙側槽壁面，上盤呈停滯狀態，小滑輪 

在弧形滑槽活動並沿著偏心的軸線做偏心旋轉，小滑輪 

: 分別於第一時序內施壓於弧形滑槽第一槽壁面，於第二

時序時，施壓於弧■形滑槽第二槽壁面，施壓力於第一槽 

壁面的行程時間短、速度快，施壓力於第二槽壁面的時 

間長、速度慢，以控制小滑輪從弧形滑槽底部旋轉進入 

圓弧形滑槽中的時間加長，上盤從旋轉狀態到停滯狀態 

之時間加長，轉速減緩以降低上盤於停滯時所產生之慣 

性。

2、 依據申請專利範圍第1項所述之降低慣性運動的間歇移位 

機構，其中小滑輪正向施壓於第一槽壁面的壓力大於小滑 
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輪施壓於第二槽壁面。

3、 依據申請專利範圍第1項所述之降低慣性運動的間歇移位 

機構，其中主動輪之上表面的中央部位，設有不連續之環 

形凸體，其側表面形成弧形的甲滑動面；

每相鄰的弧形滑槽之間，凸設有凸塊，凸塊的前側表面形 

成弧形的乙滑動面，乙滑動面得與甲滑動面相接觸滑動。

4、 依據申請專利範圍第1項所述之降低慣性運動的間歇移位 

機構，其中圓穿孔中，固定有軸承；

主動輪其垂直的圓周表面係穿接入軸承中。

5、 依據申請專利範圍第1項所述之降低慣性運動的間歇移位 

機構，其中主動輪包括有二個，其二支從動軸分別穿接有 

一從動齒輪；

一主動軸連接有主動齒輪，該主動齒輪係齒合於二從動齒 

輪，並帶動二從動齒輪同步旋動。

6、 依據申請專利範圍第1項所述之降低慣性運動的間歇移位 

機構，其中組合後的上盤與底座係呈垂直架設狀態，上盤 

的表面固接一水平架設的旋動軸，該旋動軸固接並連動一 

滾筒；

輸送帶捲接於滾筒的表面上，滾筒隨旋動軸間歇性的旋轉 

及停滯，以同步控制輸送帶呈水平的間歇性的移位及停滯

ο

7、 依據申請專利範圍第1項所述之降低慣性運動的間歇移位 

機構，其中上盤與底座呈水平架設，上盤同步旋動及停滯

，上盤上設有供被加工物放置的承放區。

8、 依據申請專利範圍第1項所述之降低慣性運動的間歇移位 
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機構，其中一底座之底面固接一固定板，該固定板設有一 

軸孔，供主動軸之穿梭，以及固定板將從動齒輪封閉，從 

動齒輪位置於圓穿孔之孔中下方。

9、依據申請專利範圍第1項所述之降低慣性運動的間歇移位 

機構，其中可選擇上盤設有磁性或選擇座體設有磁性，藉 

其所產生的磁力線，可制止上盤的旋轉所造成之慣性，使 

上盤停滯的穩定準確性增加。
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第二圖
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第三圖
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第四圖
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第七圖
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第九圖
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第十圖
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七、指定代表圖：

（一）本案指定代表圖為：第（一）圖。
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八、本案若有化學式時，請揭示最能顯示發明特徵的 

化學式：
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